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摘要(译)

本发明提供眩光影响少亮度显示性能优良的反射性构件、显示装置和光
反射性构件的制造方法。当制作液晶显示装置的光反射性构件时，用具
有热固性的光敏树脂形成感光树脂层使用设置有特定的图形的光掩模，
用接近方式曝光光敏树脂，接着通过显影形成不熔化树脂层，再对该不
熔化树脂层进行加热处理，从而在使表面的光滑度提高的同时促进固
化。
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